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四、试样浸蚀操作规程 

1. 检查浸蚀液、竹夹、脱脂棉或棉棒、培养皿等正常、齐备。 

2. 浸蚀操作可采用浸入法、擦拭法或滴拭法： 

 浸入法：将试样抛光面向下浸入盛有浸蚀剂的培养皿中，不断摆动； 

 擦拭法：用竹夹夹持吸满浸蚀剂的脱脂棉球或手持棉棒擦拭抛光面 (抛光面应适当倾斜)； 

 滴拭法：用滴管吸取适量的浸蚀剂，滴在抛光面，同时样品抛光面适当倾斜并不断转动，使

得浸蚀均匀。 

3. 浸蚀过程中注意观察试样抛光面变化，待其呈浅灰白或灰色后，即可使用清水冲洗抛光面，终

止浸蚀。随后立即用无水酒精脱水，最后用吹风机斜向吹干试样表面。 

4. 浸蚀过程中应小心谨慎，防止腐蚀液接触到皮肤 (若皮肤接触到腐蚀液，应及时用清水冲洗)。。 

5. 浸蚀过程中应及时将实验垃圾如用过的棉球、棉棒等集中放置于垃圾盛放器皿中。 

6. 浸蚀工序结束后，关闭水龙头、清洁整理实验台，将实验器材恢复至实验前摆放位置。 

五、显微观察操作规程 

1. 使用显微镜前必须保证手、样品干燥整洁，不得残留有水、腐蚀剂、抛光膏等。 

2. 检查显微镜电源连接、目镜和物镜配置、粗调微调旋钮、光栏、载物台移动等正常后开电源。 

3. 调整目镜和物镜的倍数组合，一般在 100 倍和 500 倍的放大倍数下进行金相显微观察。 

4. 将待观察的试样放置于载物台上，调节显微镜粗调手轮缓慢调节物镜与载物台的距离，使物镜

与样品之间达到观察所需的最小距离 (调节过程必须缓慢，避免物镜直接撞击接触到试样)。此

时观察目镜，目镜中出现影像，再调节微调手轮，直至影像清晰； 

5. 通过调节孔径光栏、视场光栏，得到最佳观察亮度。 

6. 通过调节载物台纵向和横向移动手柄以移动试样，改变观察区域，不得直接用手移动试样 (对于

倒置显微镜，如需观察工作台通光孔以外区域时可以提起试样，悬空转动试样，将该区域放置

在通光孔中央，继续观察或者调整工作台横向位置后再观察)。 

7. 若要转换放大倍数，必须首先用粗调手轮增大物镜与载物台之间的距离，再将物镜座调至所需

的物镜。物镜调到位置后，重复 4 操作。 

8. 在观察结束后，用粗调手轮增大物镜与载物台之间的距离，而后取下试样 (倒置式显微镜可不调

整物镜与载物台之间的距离直接取下试样)。 

9. 每一次离开显微镜工位转入其他操作或提交试样前，转换物镜座至低倍物镜 (初始状态)，调节

载物台纵向和横向移动手柄将载物台对中 (初始状态)，关闭显微镜电源。清理观察台、将实验

凳复位。 

10. 在整个显微镜观察过程中，手、试样等不能触碰物镜、目镜镜头。 

 


